Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=4,00 мм F=4,00 мм  без покрытия (110088)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
2,81 мм 
	Радиус R1
3,12 мм 

	Центральная толщина CT
2,96 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=6,30 мм F=6,30 мм  без покрытия (110089)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
4,89 мм 
	Радиус R1
5,13 мм 

	Центральная толщина CT
3,67 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=6,00 мм F=10,00 мм  без покрытия (110090)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
8,67 мм 
	Радиус R1
8,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,93 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=6,00 мм F=16,00 мм  без покрытия (110091)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
15,44 мм 
	Радиус R1
14,42 мм 

	Центральная толщина CT
1,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=10,00 мм F=10,00 мм  без покрытия (110092)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
8,18 мм 
	Радиус R1
8,34 мм 

	Центральная толщина CT
4,83 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=12,70 мм F=12,70 мм  без покрытия (110093)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
10,31 мм 
	Радиус R1
10,54 мм 

	Центральная толщина CT
6,26 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=12,70 мм F=15,00 мм  без покрытия (110094)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,04 мм 
	Радиус R1
12,86 мм 

	Центральная толщина CT
5,36 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=15,00 мм F=15,00 мм  без покрытия (110095)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
15,00 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,09 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
5,40 мм 
	Толщина кромки ET
0,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=16,00 мм F=16,00 мм  без покрытия (110096)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
16,00 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,50 мм 
	Радиус R1
13,52 мм 

	Центральная толщина CT
6,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=25,40 мм  без покрытия (110097)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
21,60 мм 
	Радиус R1
21,55 мм 

	Центральная толщина CT
10,28 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=30,00 мм  без покрытия (110098)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
26,90 мм 
	Радиус R1
26,09 мм 

	Центральная толщина CT
8,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=61,80 мм  без покрытия (110099)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
61,80 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
60,39 мм 
	Радиус R1
56,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,96 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=100,00 мм  без покрытия (110100)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,69 мм 
	Радиус R1
91,09 мм 

	Центральная толщина CT
3,78 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=300,00 мм  без покрытия (110101)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
298,94 мм 
	Радиус R1
274,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,09 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=500,00 мм  без покрытия (110102)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 


	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
498,84 мм 
	Радиус R1
457,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,35 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=800,00 мм  без покрытия (110103)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
800,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
798,85 мм 
	Радиус R1
733,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=75,00 мм  без покрытия (110104)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
70,60 мм 
	Радиус R1
67,00 мм 

	Центральная толщина CT
12,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=100,00 мм  без покрытия (110105)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
96,40 мм 
	Радиус R1
90,40 мм 

	Центральная толщина CT
10,30 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=150,00 мм  без покрытия (110106)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
147,30 мм 
	Радиус R1
136,80 мм 

	Центральная толщина CT
7,80 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=200,00 мм  без покрытия (110107)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
197,70 мм 
	Радиус R1
183,00 мм 

	Центральная толщина CT
6,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=250,00 мм  без покрытия (110108)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
248,00 мм 
	Радиус R1
229,10 мм 

	Центральная толщина CT
5,80 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=300,00 мм  без покрытия (110109)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
298,20 мм 
	Радиус R1
275,20 мм 

	Центральная толщина CT
5,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=500,00 мм  без покрытия (110110)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
498,50 мм 
	Радиус R1
459,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=1000,00 мм  без покрытия (110111)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
998,70 мм 
	Радиус R1
919,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=4,00 мм F=4,00 мм   (110112)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
4,00 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
2,81 мм 
	Радиус R1
3,12 мм 

	Центральная толщина CT
2,96 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=6,30 мм F=6,30 мм   (110113)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,30 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
4,89 мм 
	Радиус R1
5,13 мм 

	Центральная толщина CT
3,67 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=6,00 мм F=10,00 мм   (110114)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
8,67 мм 
	Радиус R1
8,68 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,93 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=6,00 мм F=16,00 мм   (110115)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
15,44 мм 
	Радиус R1
14,42 мм 

	Центральная толщина CT
1,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=10,00 мм F=10,00 мм   (110116)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
8,18 мм 
	Радиус R1
8,34 мм 

	Центральная толщина CT
4,83 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=12,70 мм F=12,70 мм   (110117)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
12,70 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
10,31 мм 
	Радиус R1
10,54 мм 

	Центральная толщина CT
6,26 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=12,70 мм F=15,00 мм   (110118)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,70 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,04 мм 
	Радиус R1
12,86 мм 

	Центральная толщина CT
5,36 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=15,00 мм F=15,00 мм   (110119)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
15,00 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,09 мм 
	Радиус R1
12,91 мм 

	Центральная толщина CT
5,40 мм 
	Толщина кромки ET
0,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=16,00 мм F=16,00 мм   (110120)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
16,00 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,50 мм 
	Радиус R1
13,52 мм 

	Центральная толщина CT
6,70 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=25,40 мм   (110121)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
21,60 мм 
	Радиус R1
21,55 мм 

	Центральная толщина CT
10,28 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=30,00 мм   (110122)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
26,90 мм 
	Радиус R1
26,09 мм 

	Центральная толщина CT
8,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=61,80 мм   (110123)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
61,80 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
60,39 мм 
	Радиус R1
56,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,96 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=100,00 мм   (110124)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,69 мм 
	Радиус R1
91,09 мм 

	Центральная толщина CT
3,78 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=300,00 мм   (110125)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
298,94 мм 
	Радиус R1
274,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,09 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=500,00 мм   (110126)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
498,84 мм 
	Радиус R1
457,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,35 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=25,40 мм F=800,00 мм   (110127)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,40 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
800,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
798,85 мм 
	Радиус R1
733,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,22 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=75,00 мм   (110128)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
70,60 мм 
	Радиус R1
67,00 мм 

	Центральная толщина CT
12,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=100,00 мм   (110129)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
96,40 мм 
	Радиус R1
90,40 мм 

	Центральная толщина CT
10,30 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=150,00 мм   (110130)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
147,30 мм 
	Радиус R1
136,80 мм 

	Центральная толщина CT
7,80 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=200,00 мм   (110131)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
197,70 мм 
	Радиус R1
183,00 мм 

	Центральная толщина CT
6,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=250,00 мм   (110132)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
248,00 мм 
	Радиус R1
229,10 мм 

	Центральная толщина CT
5,80 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=300,00 мм   (110133)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
298,20 мм 
	Радиус R1
275,20 мм 

	Центральная толщина CT
5,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц  D=50,80 мм F=500,00 мм   (110134)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
498,50 мм 
	Радиус R1
459,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Двояковыпуклая линза УФ плавленый кварц D=50,80 мм F=1000,00 мм (110135)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,80 мм 
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
998,70 мм 
	Радиус R1
919,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


